
衢州光刻版 光刻板

产品名称 衢州光刻版 光刻板

公司名称 苏州优版光电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区星湖街328号崇文路国华大厦B418
室

联系电话  17710798515

产品详情

掩膜版是制作掩膜图形的理想感光性空白板，通过曝光过程，这些图形的信息将被传递到芯片上，用来
制造芯片。

由于图形数据准备是掩膜版加工中的关键步骤，要求用户对所提交的版图文件仔细核对，确保图形正确
性。以下将对用户较为关心的版图绘制问题作出具体说明。光掩模板或者光罩，曝光过程中的原始图形
的载体，通过曝光过程，这些图形的信息将被传递到芯片上。制造芯片时用.

掩膜版是对匀胶铬版经过光绘加工后的产品。匀胶铬版(光掩膜基版)由玻璃基板、铬层、氧化铬层和光
刻胶层构成的。通过光刻制版工艺，光刻版，将微米级和纳米级的精细图案刻制于掩膜版基板上从而制
作成掩膜版。

根据基板材质的不同主要可分为石英掩膜版、苏打掩膜版和其他(包含凸版、菲林)等。其中石英掩膜版
和苏打掩膜版为高校和科研院所光刻时所常用的光刻掩膜版。

制版（platemaking）是将原稿成印版的统称。有将铅活字排成活字版，以及用活字版打成纸型现浇铸成
凸版和将图像经照像或电子分色获得底片，用底片晒制凸版、平版、凹版等一系列的制版方法。在制版
中影响印版质量的因素，主要有显影液浓度、显影温度和显影时间以及显影液的循环搅拌情况、显影液
的疲劳程度等。



PS版的显影时间主要由PS版的种类、曝光时间及显影液的浓度、显影温度等条件来确定。当上述条件确
定制版机后，PS版的显影程度与显影时间成正比关系，即显影时间越长，显影越彻底。但显影时间过长
会产生网点缩小等现象。

衢州光刻版-光刻板(在线咨询)由苏州优版光电有限公司提供。苏州优版光电有限公司（www.szphotomask
.com）在光电子、激光仪器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，苏州制版一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业
务欢迎垂询，联系人：马经理。
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